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Pompa dozujgca do kwaséw ATHENA BL, (PVDF, FPM),
Injecta

Dane techniczne

Zastosowanie: Do kwasow

IECIO

Pompa dozujgca do kwasdw

Pompa dozujaca jest przeznaczona do wprowadzania pod ci$nieniem cieczy o kwasowym pH, ktére zostaty pobrane
ze zbiornika. Dzieki swojej konstrukcji i wtasciwie dobranym materiatom moze réwniez obstugiwac ptyny
o wtasciwoséciach toksycznych i agresywnych.

Pompa ATHENA BL

Jest to model analogowy z manualng regulacja czestotliwosci pracy, w 2 zakresach wybieranych selektorem 0-20%
i 0-100%.

Posiada manualna regulacje/ograniczenie maksymalnego przeptywu pokrettem 0-20% i 0-100% oraz ztgcze czujnika
poziomu cieczy robocze;.

Cechy ogéine:

e Gtowica pompy PVDF odpowiednia do chemikaliow stosowanych w przemysle, uzdatnianiu wody i wody
pitnej

e Ceramic Ball - niezawodnos¢ dozowania i petna kompatybilno$¢ chemiczna

e Membrana PTFE - odpornos$¢ i kompatybilnos¢ ze wszystkimi chemikaliami

¢ State dozowanie

e Zasilanie wielonapigciowe stabilizowane 100+240 Vac 50/60 Hz o niskiej absorpcji

e Szybkie podtaczenie

e Reczny zawér odpowietrzajacy

e Ochrona IP65

¢ Regulowany zakres za pomocg pokretta na panelu przednim

e Alarm poziomu zasilania i LED

e 0+20%, 0-100% podwadjna reczna regulacja przeptywu

e Mozliwos¢ podtaczenia szybkoztgcznej sondy poziomu

e Uszczelnienie FPM - zastosowanie w przypadku substancji alkalicznych
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SYSTEM ZAPOBIEGAJACY PRZECIEKANIU

Mechanizm zapobiegajacy przeciekaniu jest rozwigzaniem majgcym na celu unikniecie przedostawania sie substancji
chemicznych do wnetrza pompy. Przecieki oraz przedostawanie sie tych substancji moga wystapi¢ w przypadku
uszkodzenia lub zuzycia pierscienia uszczelniajgcego O-ring w wyniku regularnego uzytkowania.

Urzadzenie to jest zintegrowane z cze$cig hydrauliczng pomiedzy gtowicg a korpusem pompy, znajduje sie
za membrana. Kanat zbierajacy substancje wyciekajace gromadzi je i usuwa na zewnatrz.

Gdy wystgpi wyciek, operator moze dokreci¢ 4 $ruby gtowicy (z momentem 4 Nm) lub zdemontowaé gtowice, aby
zbadac przyczyny wycieku.

GLOWNE ZASTOSOWANIA

e Rolnictwo: usuwanie wodoroweglanéw, zakwaszanie wody do nawadniania (fertygacja), dozowanie
agresywnej chemii,

e Przemyst galwaniczny, wytrawianie, odttuszczanie i obrobka metal,

e Chtodnie kominowe,

e Baseny,

e Woda pitna,

e Odwrdécona osmoza,

e Przemyst papierniczy,

e Przemyst ceramiczny.

Producent: Injecta
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Warianty

i CENA Z 30NI
WARIANT MAKSYMALNY WYDATEK | CISNIENIE WYSYLKA CENA PRZED PROM.
ATHENABL 1 4,2 1/h, 10 bar 5-7dni 15973171 1597.30 2t 1597.31z
ATHENA BL 1 LOW FLOW 0.4 1/h, 10 bar 5-7dni 19167671 1916.76 2tz
ATHENA BL 2 51/h, 10 bar 5-7dni 148816 71 1289.74 2t 1488.16 zI
ATHENA BL 3 18 1/h, 16 bar 5-7dni 188884 71 1636.99 zt 1888.84 ZI
ATHENA BL 4 110 1/h, 10 bar 5-7dni 209335 71 2093.35 2tz

Parametry techniczne
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ATHENABL 1

« Wydajno$¢ maksymalna: 7I/h

« Maksymalne ci$nienie pracy: 20 bar
« Moc: 20 W

« Przytacze: 230 V

+ Uderzenia / min. : 160

- Przytacza wezykow: 6x4mm

- Stopier ochrony: IP65

« Montaz: nascienny

ATHENA BL 2

+ Wydajno$é maksymalna: 8l/h

« Maksymalne cisnienie pracy: 12 bar
+ Moc: 20 W

- Przytacze: 230 V

+ Uderzenia / min. : 160

« Przytacza wezykow: 6x4mm

- Stopieri ochrony: IP65

« Montaz: nascienny

ATHENABL 3

« Wydajnosé maksymalna: 16 I/h

« Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar
« Moc: 40 W

« Przytacze: 230 V

+ Uderzenia / min. : 300

« Przytacza wezykow: 6x4mm

- Stopien ochrony: IP65

« Montaz: nascienny

ATHENA BL 4

« Wydajno$¢ maksymalna: 110 I/h

- Maksymalne cisnienie pracy: 5 bar
+ Moc: 40 W

- Przytacze: 230 V

+ Uderzenia / min. : 300

« Przytagcza wezykow: 6x4mm

- Stopien ochrony: IP65

« Montaz: nascienny
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